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ПОЗИТИВНЫЙ ФОТОРЕЗИСТ AR-825 
 
Это универсальный позитивный фоторезист g-line. 

Высокая светочувствительность, высокое разрешение. 

Хорошая термостойкость и устойчивость к сухому травлению. 

Широкий допуск и применение. 

Используется безопасный растворитель (ацетат монометилового эфира 

пропиленгликоля, PGMEA). 

Широкий допуск к дозе облучения и глубине фокусировки. 

Толстостенный фоторезист. 

Устойчивый к гальваническому осаждению. 

Устойчивый к химическому травлению. 

 

 

Спецификация: 
Вязкость кинематическая 25°C, сСт - 300 ± 20 

Проявление: 2.38% TMAH, 300~600сек. 25°C 

Светочувствительность: 300~600 мДж/см2, Широкополосный (g+h+i) 

Оптимальная сушка: 115°C, 180 сек. 

Толщина: 5,3 – 11,9 мкм при скорости нанесения: от 1000 до 5000 об./мин. 

 

 

Толщина при нанесении: 

  
 

Экспонирование : 475 мДж/см2 / Толщина: 7,5 мкм. (i-line) 
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Термостабильность: время прогрева: 120 сек. 

 

 
 

 

Условия хранения и применения:  
Хранить в закрытом оригинальном контейнере. 

Защищайте от солнечного света. 

Хранить в прохладном и сухом помещении.  

Рекомендуется постоянная температура от 5 до 25 ℃. 

Применение при желтом освещении.  

Срок годности при соблюдении условий хранения 12 месяцев от даты производства. 


